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Urkunde

Uber die Eintragung des
Gebrauchsmusters Nr. 20 2022 103 048

Bezeichnung:
Ein System zur Beschichtung der ZnO-Oberflache mit winzigen Nanopartikeln
auf Sulfid-Basis zur Verbesserung der photokatalytischen Entgradungseffizienz

IPC:
B82B 1/00

Inhaber/inhaberin:
Hazra, Subhenijit, Dr., Dist. Bankura, West Bengal, IN
Mani, Rajasekar, Dr., Thiruvannamalai Dist., Tamilnadu, IN
Murugadoss, Govindasamy, Dr., Villupuram District, Tamilnadu, IN
Parasuraman, Kuppusami, Dr., Kancheepuram, Tamilnadu, IN
Salammal, Shyju Thankaraj, Dr., Kollemcode, Tamilnadu, IN
Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai, Tamilnadu, IN

Tag der Anmeldung:
31.05.2022

Tag der Eintragung:
10.06.2022

Die Préasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Suellca 0. - {dafes

Cornelia Rudloff-Schéffer

MUnchen, 10.06.2022

Die Voraussetzungen der Schutzfahigkeit werden bei der Eintragung eines Gebrauchsmusters nicht gepriift.
Den aktuellen Rechtsstand und Schutzumfang entnehmen Sie bitte dem DPMAregister unter www.dpma.de.



